Sektorowe zamówienie podprogowe 
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Załącznik Nr 2.4 do SIWZ– wzór Formularza cenowego

WYKONAWCA:

…………………………………. (nazwa  firmy wykonawcy)
………………………………….. (adres wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY – Część IV 
Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych 
Nazwa Części zamówienia – Wzorce analityczne
	Lp.
	Wyszczególnienie asortymentu
	Producent
	Nr katalogowy 
	Wymagana ilość
	Wielkość opakowania handlowego
	Cena netto jednego opakowania
	Wymagana ilość opakowań
	Wartość netto [zł] (7x8)
	Stawka VAT [%]
	Kwota VAT
	Wartość brutto[zł] 
(9+11)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	2-Metyloisoborneol roztwór,10mg/ml w metanolu, >98%; Nr katalogowy: G00070423.
	SIGMA-ALDRICH
	
	1ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Azot amonowy N-NH4 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	100 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Azot azotanowy N-NO3 w roztworze wodnym 1000 mg/l, , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	70 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Azot azotynowy N-NO2 w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	140 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Barwa wody w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	1200 ml
	200 ml
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Buffer 4,01, model PL4
	WTW
	
	250 ml
	250 ml
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Buffer 6,87, model PL 7 
	WTW
	
	250 ml
	250 ml
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Buffer 9,18, Model PL9
	WTW
	
	250 ml
	250 ml
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Buffer Solution ph 4,00  +-0,01 w  200C odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon 
	
	500
	500ml
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Buffer Solution ph 7,00  +-0,01 w  200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon 
	
	500ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Buffer Solution ph 9,00  +-0,01 w  200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon 
	
	500ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Buffer Standard ph 7.429  +-0,010 w  200C, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	500ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Calibration Standard  for Conductivity Cells 0,01mol/l KCL, E-SET Trace, 
	WTW
	
	100 ml
	50ml
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Chloroform Neat, Ultra Scientific, CAS 000067-66-3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Ultra Scientific
	
	1 g
	1g
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Chrom ogólny - Cr og. W odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Chrom, wzorzec zawartości jonów chromu Cr3+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁÓDŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Chromiany, roztwór wzorcowy k2cro4 w H2O 1000 mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Chromium (VI) oxide puriss. P.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT) odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA 
	Sigma-Aldrich
	
	50 g
	50 g
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Cleaning solution for Oxygen Sensors RL/g
	WTW
	
	2
	50ml
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Cyjanki roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST K2[Zn(CN)4] w H2O 1000 mg/l CN
	MERCK
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Cyna, roztwór w odniesieniu do SRM z NIST SnCl₄ w HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Cynk – Zn (II) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Cynk, wzorzec zawartości jonów cynku Zn2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Decane 99%, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ACROS ORGANCIS
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Electrolyte solution 3mol/l kcl, KCL-250, 
	WTW
	
	1
	250ml
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Electrolyte Solution for Oxygen Sensors ELY/G
	WTW
	
	2
	50ml
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Fluorki, wzorzec zawartości jonów fluorkowych F- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	60 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Fosforany roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KH2PO4 w H2O 1000 mg/l PO4 Certipur®
	MERCK
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Fosforany, wzorzec zawartości jonów fosforanowych PO4 w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	60 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Geosmin solution roztwór,100 µg/ml w metanolu, >98% ; CRM47522
	Sigma - Aldrich
	
	1ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Glin – Al (III) w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al. Certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Glin – wzorzec zawartości jonów glinu Al3+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Internal Standard Mix do ICP-MS, AG-INTSTD-ALS-1 100µg/ml w 10% HNO3 tr. HCL, 8 pierwiastków, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	AccuStandard
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Kadm – Cd Kadm, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Kadm – wzorzec zawartości kadmu Cd2+  w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Krzem, roztwór wzorcowy, w odniesieniu do SRM z NIST SiO2 w naoh 0,5 mol/l 1000 mg/l Si Certipur®
	MERCK
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Krzemionka, wzorzec jonów krzemianowych SiO32- w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	70 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Magnez – Mg (II) Magnez, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mg(NO3) w HNO3 0,5 mol/l 1000mg/l Mg certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Magnez, wzorzec jonów magnezu Mg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Mangan (II)  - Mn (II) Mangan, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO3) w HNO3 0,5mol/l  1000mg/l mncertipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Mangan, wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+ w roztworze wodnym 1000mg/l , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	60 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Miedź – Cu (II) Miedź, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Miedź, wzorzec zawartości jonów miedzi Cu2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Mieszanina 16 WWA accustanrdard 0,2 mg/l w CH2Cl2:MeOH, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	TUSNOVICS
	
	4x1ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Mieszanina n-alkanów w heksanie 50 ug/ml ENISO 09377-2-2 Lot. 212051236
	AccuStandard
	
	1 opakowanie
	4x1ml
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Nikiel – Ni , wzorzec zawartości jonów niklu Ni2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Nikiel – Ni, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ni(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Ołów – Pb, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pb certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Ołów, wzorzec zawartości jonów ołowiu Pb2+ w roztworze wodnym, 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Perylen D-12 2000ug/ml w CH2Cl2, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LGC STANDARDS
	
	2 ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Pollution Hexavalent Chromium ,stężenie 624 µg/l (nr kat ERA P255-984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ERA
	
	15 ml
	15 ml
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Pollution Hexavalent Chromium stężenie c=293 ug/l (nr kat ERA P254- 984) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ERA
	
	15 ml
	15 ml
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Potas – K, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KNO₃ w HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l K Certipur, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Merck
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Potas, wzorzec zawartości potasu K+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	55. 
	QUOTE CP 7A35.1K.ML.1.1 1000µg/ml (1,2 Dichloroethane CAS:107-06-2, Tetrachloromethane CAS:56-23-5, Trichloroethene CAS:79-01-6, Tetrachloroethene CAS:127-18-4) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LGC STANDARDS
	
	6ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	56. 
	QUOTE CPA A9E1.1K.ML.2.1 1000µg/ml (Chloroform CAS:67-66-3, Tribromomethane (Bromoform) CAS: 75-25-2, Bromodichloromethane CAS: 75-27-4, Dibromochloromethane CAS:124-48-1) w metanolu, certan vial, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LGC STANDARDS
	
	6ml
	1ml
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Roztór tuningowy ICP MS Agilent Technologies 10 ug/l Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Agilent Technologies
	
	1000 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	58. 
	Roztwór buforowy pH=1,68 odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	200 ml
	200 ml
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Roztwór buforowy pH=10,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	800 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Roztwór buforowy pH=4,01, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	1000 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Roztwór buforowy ph=6,86, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	600 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Roztwór buforowy pH=7,00, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	600 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Roztwór buforowy pH=7,41, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	4500 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Roztwór buforowy pH=9,18, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LABSTAND
	
	2100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Rtęć – Hg rtęć, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO3)2 w HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg certipur®
	MERCK
	
	200 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Rtęć, wzorzec zawartości rtęci Hg2+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Selen – Se selen, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST seo2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Sód – Na, roztwór wzorcowy  w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Sód, wzorzec zawartości sodu Na+ w roztworze wodnym 1000 mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	70. 
	srebro roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST AgNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ag Certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Standard kalibracyjny – stablcal Calibration Set for 2100AN i 2100A NIS , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	HACH LANGE
	
	1 op.
	1 op.
	
	
	
	
	
	

	72. 
	Standard kalibracyjny KIT TB 1000 mętnościomierz 0,02; 10,0; 1000 NTU, nr kat. EC-TBDIRCALKT, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	EUTECH, INSTRUMENTS
	
	1 op.
	1 op.
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Supply Hexavalent Chromium, stężenie 29,5 µg/l (nr kat ERA S240-658), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ERA
	
	15 ml
	15 ml
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Supply Hexavalent Chromium, stężenie 43,8 µg/l, (nr kat ERA S237-658), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ERA
	
	15 ml
	15 ml
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard (Numer produktu MBAS100) , odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	FLUKA
	
	200 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	76. 
	Technical Buffer 4,01 STP 4
	WTW
	
	2
	50ml
	
	
	
	
	
	

	77. 
	Technical Buffer 7,0 STP7
	WTW
	
	2
	50ml
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Tetradecane 99%, (nr kat. ACROS 17413), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	ACROS Organics
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	79. 
	TOC STANDARDS 5 ppm odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	500ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	80. 
	TOC STANDARDS SOLUTION 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	MERCK
	
	300ml
	100ml
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Total Kjeldahl Nitrogen WC-TKN-10X-1 Certified Reference Material 1000 mg/l
	TUSNOVICS
	
	200 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Vinylchloride (DRE-YA04010200ME), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LGS Standards
	
	10 ml
	5 ml
	
	
	
	
	
	

	83. 
	Wapń – Ca (II) Wapń, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Wapń, wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	20 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Wzorce barwy 500 jednostek Hazena Pt/Co (nr kat Reagecon HAZ500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	1 l
	5 l
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Wzorce kalibracyjne do mętnościomierza CYBERSCAN TB 1000 - Standard Kalibracyjny KIT  P TURB 550/550  IR         nr kat 600542 (wzorzec 0,02; 10,0; 1000 NTU)
	WTW
	
	1
	kpl
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Wzorzec BOD 500mg/l (nr kat. FLUKA BOD500), odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	FLUKA, Analitycal
	
	500 ml
	2500 ml
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Wzorzec ChZT 10 000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Wzorzec ChZT 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Wzorzec do IC azotany NaNO3 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Wzorzec do IC azotyny NaNO2 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	92. 
	Wzorzec do IC bromiany 1000mg/l Br- w H2O w odniesieniu do SRM z NIST
	FLUKA
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	93. 
	Wzorzec do IC bromki NaBr w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Wzorzec do IC chlorany ClO3 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST
	Sigma Aldrich
	
	500 ml
	100ml
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Wzorzec do IC chlorki NaCl w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Wzorzec do IC chloryny ClO2 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST
	Sigma Aldrich
	
	500 ml
	100ml
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Wzorzec do IC fluorki w H2O 1000µg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST
	Inorganic Ventures
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	98. 
	Wzorzec do IC fosforany (KH2PO4 w H2O) 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	99. 
	Wzorzec do IC jodki 1000mg/l w H2O w odniesieniu do SRM z NIST
	Inorganic Ventures
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	100. 
	Wzorzec do IC krzemionka SiO2 1000 µg/ml, w roztworze wodnym, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	LGC Standard
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	101. 
	Wzorzec do IC siarczany Na2SO4 w H2O 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	500 ml
	500ml
	
	
	
	
	
	

	102. 
	Wzorzec jonów antymonu Sb2O3 w HCL 1000mg/l w odniesieniu do SRM z NIST
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Wzorzec jonów arsenu H3AsO4 w HNO3 1000mg/l Suprapur 0,5 mol/l
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	104. 
	Wzorzec jonów baru Ba(NO3) w HNO3 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA,
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	105. 
	Wzorzec jonów boru H3BO3 w H2O  1000mg/desygnowanych, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Wzorzec jonów molibdenu do ICP-MS 1000µg/l (NH4)2MoO4 w H2O, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Inorganic Ventures
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Wzorzec konduktometryczny 0,1410 S/m, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	900 ml
	300 ml
	
	
	
	
	
	

	108. 
	Wzorzec konduktometryczny ACCU SPEC 700 µs/cm + TDS, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	SCP SCIENCE
	
	1 l
	1 l
	
	
	
	
	
	

	109. 
	Wzorzec mętności wody 500 NTU Non Ratio Turbidity Standard, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	Reagecon
	
	500 ml
	2000 ml
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Wzorzec redox standard 650 mv @ 25° C
	Reagecon 
	
	1
	500ml
	
	
	
	
	
	

	111. 
	Wzorzec twardości ogólnej wody 10 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	100 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	112. 
	Wzorzec twardości ogólnej wody 3,57 mmol/dm3 caco3, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	100 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	113. 
	Wzorzec zawartości jonów chromu Cr 6+ w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁÓDŹ
	
	50 ml
	50 ml
	
	
	
	
	
	

	114. 
	Wzorzec zawartości jonów srebra Ag + w roztworze wodnym 1000mg/l, odniesienie do jednostek desygnowanych przez CIPM MRA
	OUM ŁODŹ
	
	10 ml
	10 ml
	
	
	
	
	
	

	
	Wzorzec zawartości Sn w odniesieniu do SRM z NIST SnCl4 w HCl 7% 1000 mg/l Sn
	Merck
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	115. 
	Zasadowość CaCO3 1000 mg/l
	Sigma-Aldrich
	
	500 ml
	500 ml
	
	
	
	
	
	

	116. 
	Żelazo -Fe (III) Żelazo, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Fe(NO3)3 w HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe certipur®
	MERCK
	
	100 ml
	100 ml
	
	
	
	
	
	

	
	Razem1
	
	Razem2
	


Uwaga: 
1/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości netto znajdujących się w kolumnie 9.
2/ w pozycji Razem należy wpisać sumę wszystkich wartości brutto znajdujących się w kolumnie 12.
Wszystkie dostarczone wzorce posiadają certyfikat/świadectwo jakości, które odnosi się do wzorca wyższego rzędu z NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)/ GUM (Główny Urząd Miar). 
Razem cena ofertowa Części IV, pn.  Wzorce analityczne – wynosi: .............................. (słownie złotych ……………………..) netto + podatek VAT w kwocie  …..……… zł (słownie złotych: ………………………), co daje kwotę brutto w wysokości: ……………………… zł (słownie złotych: …………………………)
……………………………….. 








…………………………………..

(miejscowość, data) 









(podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)


